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Zakladni otazky — obory FORD

1. Jaka je udroven oboru v CR v mezinarodnim srovnani? (Je podle vaseho
odborného nazoru komentovany obor — pfi pohledu neomezujicim se pouze
na bibliometricka data - na urovni srovnatelné s vyspélymi zemémi? Pfipadné
srovnatelny se zemémi s obdobnymi, pro dany obor relevantnimi, podminkami -
kulturnimi, ekonomickymi, spole€éenskymi ... )

Obor Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering patfi mezi
tradi¢ni obory Ceského vyzkumu i pramyslu. Z pohledu bibliometrie dosahuje velmi
dobrych publikacnich vysledka.

2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering (2016 - 2020, databaze SCOPUS)
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Z vySe uvedeného grafu je zfejmé, Ze publikacni profil oboru v CR je dobfe srovnatelny
se svétem. Dulezity je i Casovy vyvoj uvedeny nize.

2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering (2016 - 2020, databaze SCOPUS)
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Z ¢asoveého vyvoje je zfejme, Ze dochazi ke zlepSeni v Q1 i Q2. S pfihlédnutim k datim
za rok 2020 lze fici, Ze publika¢ni kvalita oboru je plné srovnatelna se svétem. Aktualné
spada 72% narodnich vysledkd do Q1 nebo Q2, tedy jsou publikovany nad medianem
oboru, coz je velmi dobry vysledek. Nedochazi k nadprodukci vysledkd v horSich
kvartilech.

Pokud se neomezime na pouhé mechanické hodnoceni kvality oboru na zakladé
bibliometrie, i nadale plati, Zze pfedni svétové firmy plsobici v elektrotechnice umistuji
v CR sva vyvojova centra, pfiéemz zde nachazeji vysoce kvalifikovanou pracovni silu
pfichazejici zejména ve form& absolventd technickych VS zamétujicich
se na elektrotechniku. Soucasné tymy &eskych technicky VS se Uspé&sné zapojuiji
do mezinarodnich vyzkumnych projektd (napf. H2020), ve kterych jsou rovnocennymi
partnery tyma z pfednich evropskych vyzkumnych organizaci a firem. Tento fakt
pozitivn& pfispiva ke vnimani kvality daného oboru v CR.

Je tato uroven adekvatné reflektovana zpracovanou bibliometrickou analyzou?
Je zde rovnéz moznost stru¢né uvést vyznamné znaky publikacni kvality
a publika¢ni zvyklosti oboru neobsazené v analyze Modulu 2.

Obor 2.2 se zasadné nevymyka z publikacnich zvyklosti jinych obor a neni jakykoliv
dlvod nepovazovat bibliometrickou analyzu za relevantni pro hodnoceni publikaéniho
vykonu oboru. Dany obor, obdobné jako dalSi obory technické povahy, ma v8ak pfimou
vazbu na pramyslové aplikace a je tedy nutno predpokladat, Zze fada Spickovych



vysledkl neni publikovana. Ke stejnému jevu bude vSak bezpochyb dochazet i jinych
zemich, takze srovnani vuci svétu a EU15 je patrné stale validni.

Jistym specifikem je to, Ze fada SpiCkovych vysledku je publikovana na pfednich
konferencich, které jsou indexovany SCOPUS a SCOPUS pro né uvadi i citaCni metriky.
Bohuzel, provedena analyza s témito metrikami sbornikl nepracuje. Navic poskutnuty
seznam c¢lankl ve sbornicich je neuplny, nebsahue Fadu konferencnich c¢&lanku
indexovanych SCOPUS ve vyznamnych konferencich (napf. jen ¢&ast clankd
z IEEE CDC je zahrnuta v podkladovych datech).

. Do jaké miry se informace o nejvyznamnéjsSich periodicich v databazich
WoS a Scopus prekryva? Nakolik pFinasi Scopus podstatné informace o oboru
navic?

Lze fici, ze vyznamna periodika jsou pokryta obémi databazemi podobné. Databaze
SCOPUS lépe pokryva konferenéni sborniky a na rozdil od WoS u zavedenych
konferenci sleduje i citacni metriky. Vzhledem k tomu, Ze publikace na vyznamnych
konferencich jsou pro dany obor velmi vyznamné (napf. konference jako
IEEE CDC, IEEE ACC, IEEE IECON, IFAC Word Congress a fada dalSich
je povazovana za vysoce prestizni), dava databaze SCOPUS v této oblasti lepSi pohled
na publikacni kvalitu. BohuZzel, provedena bibliometricka analyza se detailné vysledky
v konferencnich sbornicich nezabyva.

. Ma obor vysokou uroven své produkce ve srovnani se svétem? Dochazi v daném
oboru k nadprodukci v méné kvalithnich segmentech? Pokud ano, jak byste
ji vysvetlili?

Jak jiz bylo uvedeno v bodé& 1, publikaéni profil oboru v CR odpovida svétovému
publikacnimu profilu, zejména pfi zohlednéni ¢asového trendu. K nadprodukci v méné
kvalitnich segmentech nedochazi.

. Dochazi kvyznamnym prekryviim s jinymi obory, zejména u clanki
ve vys§Sich pasmech? Mizete to struéné okomentovat? Odpovidaji publikace
klasifikované jako D1 a Q1 predpokladanym obsahem a zamérenim skute¢né
vyzkumu v oboru FORD do jakého jsou prifazeny (viz seznam jednotlivych ¢lanku

v prilohach).

Rozsah prekryv( mezi obory je znagny. Casteéné jde o pfirozeny stav, kdy je obtizné
nékdy udélat ostrou hranici mezi velmi blizkymi oblastmi vyzkumu (napf. Kybernetika
jako pfirodni véda x fidici technika patfici do technickych véd, podobné napf. embedded
SW jako pfirodni véda x embedded HW jako technicka véda). Navic je v databazi
SCOPUS znatelny mnohem silngjSi negativni efekt multidisciplinarnich &asopisu



indexovanych v mnoha oborech. Vysledkem je pak na prvni pohled zvlastni pfitomnost
VO vtop 10, pficemz se tyto instituce elektrotechnikou vyznamné nezabyvaji
(napf. Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Masarykova Univerzita a dalSi),
pfiCemz jejich publikace mifi do fyziky, chemie, astronomie, materialového inzenyrstvi,
nanotechnologii, matematiky a dalSich obor(, které sice jistou vazbu na elektrotechniku
maji, ale jsou to samostatné védni discipliny.

6. Jaké VO jsou podle oborovych bibliometrickych zprav v daném oboru
nejvyznamnéjsi z hlediska produkce v D1 a Q1? Odpovida vyznamny podil
na Spickovych vystupech relativné velikosti VO (viz refere€ni udaje a vase
znalosti oboru)?

Pokud zohlednime jen pro dany obor relevantni VO, které publikuji vystupy, které
skute&né do daného oboru patti, tak v pfipadé D1 tvofi 27% vysledk CVUT, 16% VUT,
5% UTIA AV a 5% ZCU. Podobna situace je v pfipadé Q1, kde 29% vysledk( tvofi
CVUT, 14% VUT, 5% UTIA AV, 5% VSB a 4% ZCU. Tyto VO lIze povazovat
za nejvyznamnéjsi VO v oboru.

Porovnani s velikosti VO nelze provést, protoze nelze jednoznacné urcit pracovni
kapacitu v VO v ramci daného oboru. V minulych letech se o ureni kapacity pokousel
garant bibliometrické analyzy o odhad kapacity na zakladé vyroCnich zprav
VO, nicmeéneé jak se ukazalo, tyto odhady byly napadany pro jejich nepfesnost. Faktem
je, Ze jakykoliv odhad velikosti VO v daném oboru je Cisté spekulativni. V ramci analyzy
dle WoS byl proveden odhad na zakladé prevazujici pfisluSnostni autord do obord,
nicméné pro vyuziti tohoto odhadu by bylo nutno rovnéz provést vypocet poctu publikaci
téchto do oborl zafazenych autort dle SCOPUS, coz provedena bibliometricka analyza
nepokryva.

Zakladni otazky — vyznamné VO v oboru

vagwaw s

7. Jaky je bibliometricky profil nejdulezitéjSich ztéchto VO ve srovnani
s benchmarky (svét, CR)? Dosahuji dle bibliometrie svétové Grovné, pripadné
ji pfevysuji?



2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Ceské vysoké u¢eni technické v Praze (2016 - 2020, databdze SCOPUS)
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2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Ceské vysoké u€eni technické v Praze (2016 - 2020, databéze SCOPUS)
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V pfipadé CVUT v Praze je bibliometricky profil srovnatelny se svétem, pfic¢emz
v Q1 dosahuje tato instituce lepsich vysledkd nez svét a primér CR.



2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Vysoké uceni technické v Brné (2016 - 2020, databaze SCOPUS)
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2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Vysoké ucenf technické v Brné (2016 - 2020, databdze SCOPUS)
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U VUT v Brné je zfejmé mirné zaostavani za svétem i primérem CR, pficemz vSak
v D1 dosahuje VUT srovnatelnych vysledkd jako svét a primér CR. Sougasné je zde
tfeba s hodnotit Casovy trend, kdy je zifejmy pokles publikovani v Q3 a Q4 a narust
vQla Q2. Pfi srovnani roku 2020 se jiz VUT prakticky vyrovnalo s primérem

CR a svétem.



2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Vysoka 3kola banska - Technicka univerzita Ostrava (2016 - 2020, databaze SCOPUS)
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2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Vysoka 3kola bériské - Technickd univerzita Ostrava (2016 - 2020, databaze SCOPUS)
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VSB citelné& zaostava za primérem CR a svétem. Maximum publikaci je publikovano
v Q3. Bohuzel ani ¢asovy trend zde neukazuje na zasadni zlepSeni.

2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Zapadoceska univerzita v Plzni (2016 - 2020, databaze SCOPUS)
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2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Zédpadoleska univerzita v Plzni (2016 - 2020, databaze SCOPUS)
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ZCU rovnéz zaostava za primérem CR a svétem, pfi¢em ani éasovy trend neukazuje
jednoznacné zlepSeni. Pozitivni alespon je, Ze vétSina publikaci je publikovana
v kvalitnich kvartilech Q1 a Q2.

2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Ustav teorie informace a automatizace AV CR, v. v. i. (2016 - 2020, datab&ze SCOPUS)
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2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering - Ustav teorie informace a automatizace AV CR, v. v. i. (2016 - 2020, databéze SCOPUS)
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Publika&ni profil UTIA AV CR je vyborny, vyrazné lepsi nez primér CR a svét. Je vdak
treba fici, Zze vzhledem k pomérné malému poctu vysledkd neni profil roubustni
vzhledem k vykyvam jejich poctu. Profil se tak znaéné méni dle v jednotlivych letech.

Celkové Ize tedy fici, ze nejlepsi publikaéni profi ma UTIA AV CR, nasledovana
CVUT v Praze a VUT v Brné&. Publikaéni profily VSB a ZCU v Plzni ukazuji na méné
publikaci v kvalitnich kvartilech, pficemz z ¢asového trendu neni ani ziejmé vyraznéjsi
ZlepSeni.

8. Je podle vaseho nazoru bibliometricky vykon zasadni také z hlediska mise téchto
VO? (Napr. nékteré VO vénujici se aplikovanému vyzkumu miizou mit vyznamny
vykon v M2, ale z hlediska jejich mise nemusi mit zasadni ulohu.)

Bibliometricky vykon vyjadfuje nejen schopnost vysledky tvofit, ale predevSim
schopnost tyto vysledky $ifit. Sifeni vysledkd je misi kazdé VO. Pro uvedené
VO je hodnoceni jejich bibliometrického vykonu relevantnim indikatorem.

9. Zménila bibliometrickd anylyza SCOPUS zasadnim zplUsobem Vas pohled
na nékterou z hodnocenych VO?

Bibliometricka analyza dle SCOPUS nepfinesla zasadni zménu pohledu na hodnocené
VO. Celkové je zfejmé, Ze data za SCOPUS davaji pfiznivéjsi vysledek nez data z WoS.
Duvodem rozdilného vysledku muze byt fakt, Ze SCOPUS indexuje vice relevantnich
zdroju, zejména pokud jde o konferencni sborniky. | kdyz ty samotné nevstupuiji
do analyzy, pfispivaji k citovanosti analyzovanych ¢asopiseckych ¢lanku.

10.Existuji v oboru VO, které podle Vaseho nazoru produkuji vyznamny podil
narodnich vysledkl, presto se mezi Spickovymi VO podle bibliometrie
neobjevuji?

Bibliometrickd analyza identifikovala viechny VO v CR, které maiji zasadni podil
na publikagnich aktivitach. Nezda se, Ze by néjaka Spickova VO ve vysledcich chybéla.

Summary:

Bibliometric analysis for FORD 2.2 was used to evaluate the publication performance of Czech
institutions. In summary, for the whole scientific field, the analysis shows that the publication
results of the field are similar to the world. It seems that the best publication profile has UTIA,
followed by CTU, BUT and UWB with TU Ostrava. Although the current publishing performance
of some of the large Czech institutions is rather below average, it is important to monitor
the year-over-year trend, which seems to be favourable. While some of the Czech institutions
are publishing significant number of articles in journals in Q3 and Q4, the trend is showing their
steps to lower publishing in low quality journals.



